
設備投資に関する計画


１　事業の用に供するもので、事業計画認定後５年以内に取得・供用開始予定のもの
（１）機械・装置の内訳

	番号
	名称
	法人税
軽減措置
	設置予定地
（供用開始予定年月日）
	用途
	事業内容

	１
	蓄電池印刷機
	□有
■無
	箕面市○○○○

１－１－１
（令和3年11月１日）
	高性能蓄電池を溶接する機械
	実用段階の高性能蓄電池の製造

	２
	蓄電池組立装置
	□有
■無
	同上
（令和3年11月１日）
	高性能蓄電池を組み立てる装置
	実用段階の高性能蓄電池の製造

	３
	●●装置
	□有
■無
	同上
（令和3年11月１日）
	●●●●する装置
	実用段階の高性能蓄電池の製造

	４
	●●●●機１
	□有
■無
	同上
（令和3年11月１日）
	●●●する機械
	実用段階の高性能蓄電池の製造

	５
	●●●●機２
	□有
■無
	同上
（令和3年11月１日）
	●●●する機械
	実用段階の高性能蓄電池の製造

	６
	●●●●機３
	□有
■無
	同上
（令和3年11月１日）
	●●●する機械
	実用段階の高性能蓄電池の製造


（２）その他償却資産の内訳

	番号
	名称
	種別
	法人税
軽減措置
	設置予定地
（供用開始予定年月日）
	用途
	事業内容

	１
	電池分析機器
	■器具・備品
□その他（　　　　）
	□有
■無
	箕面市○○○○

１－１－１
（令和3年11月１日）
	高性能蓄電池の性能・安全性を評価する機器
	製品化に向けた高性能蓄電池の試作・評価

	２
	電池試験機器
	■器具・備品
□その他（　　　　）
	□有
■無
	同上
（令和4年5月１日）
	高性能蓄電池の加熱試験を実施する装置
	実用段階の高性能蓄電池の製造




２　事業の用に供するもので、賃借予定のもの又は事業計画申請前に取得したもの
（１）機械・装置の内訳

	番号
	名称
	設置予定地
（供用開始予定年月日）
	用途
	事業内容

	
	
	（　　　年　月　日）
	
	

	
	
	（　　　年　月　日）
	
	

	
	
	（　　　年　月　日）
	
	

	

	
	（　　　年　月　日）
	
	

	
	

	（　　　年　月　日）
	
	


（２）その他償却資産の内訳

	番号
	名称
	種別
	設置予定地
（供用開始予定年月日）
	用途
	事業内容

	１
	デスクトップパソコン

（５台）
	■器具・備品
□その他（　　　　）
	箕面市○○○○

１－１－１
（令和3年10月１日）
	高性能蓄電池の試作に関する資料作成等
	製品化に向けた高性能蓄電池の試作・評価

	２
	非常用電源装置
	□器具・備品
■その他（　　　　）
	同上
（令和3年10月１日）
	高性能蓄電池の試作のための非常用電源
	製品化に向けた高性能蓄電池の試作・評価

	
	
	□器具・備品
□その他（　　　　）
	（　　　年　月　日）
	
	

	
	
	□器具・備品
□その他（　　　　）
	（　　　年　月　日）
	
	

	
	
	□器具・備品
□その他（　　　　）
	（　　　年　月　日）
	
	


注１　記載のある設備に関して、仕様書、見積書その他の関係書類の提出を求める場合があります。

　
（添付資料等について）

○　本計画書の提出にあたっては、記載のある設備に関して、仕様書、見積書その他の関係書類の提出を求める場合があります。

（記載要領等について）

○　各内訳の共通の記載要領は次のとおりです。

　・償却資産の分類は、法人税法の「耐用年数表」にあわせて下さい。

（主なものは（《参考情報１・２》）のとおりです。）

　・「番号」は、償却資産ごとに連続した番号を付して下さい。

　・「名称」は、事業の用に供する予定の設備のうち、主なもの（当該設備の供用により事業の実施の有無が判断できるもの）を記載して下さい。

　・「設置予定地」は、当該設備を設置する予定の地番を記載して下さい。

・「供用予定年月日」は、当該設備を供用して事業を開始する年月日を記載して下さい。

　・「用途」は、設備の用途について簡潔に記載して下さい。

　・「事業内容」は、当該設備を供用することで、実施される事業の内容について簡潔に記載して下さい。

○　「（１）機械・装置の内訳」および「（２）その他償却資産の内訳」の「法人税軽減措置」は、国の法人税の軽減措置である「国際戦略総合特区設備等投資促進税制」の適用見込の有無を選択して下さい。ただし、「関西イノベーション国際戦略総合特区国際戦略総合特別区域計画」に記載されているもの又はその見込があるもののみ「有」を選択して下さい。

○　「（２）その他償却資産の内訳」の「種別」は該当するものを選択して下さい。

《参考情報１》「機械・装置」について（主なものを「設備の種類」単位で抜粋）

	設備の種類
	細目

	化学工業用設備
	臭素・よう素又は塩素・臭素若しくはよう素化合物製造設備、塩化りん製造設備、

活性炭製造設備、ゼラチン又はにかわ製造設備、半導体用フォトレジスト製造設備

フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備、その他の設備

	非鉄金属製造業用設備
	核燃料物質加工設備、その他の設備

	金属製品製造業用設備
	金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備、その他の設備

	電子部品・デバイス・電子回路製造業用設備
	光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備、プリント配線基板製造設備、

フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備、その他の設備

	電気機械器具製造業用設備
	－

	情報通信機械器具製造業用設備
	－


《参考情報２》「その他の償却資産」について（主なものを「構造・用途」単位で抜粋）

	種類
	構造・用途
	細目

	器具・備品
	事務機器、通信機器
	謄写機器・タイプライター（「孔版印刷・印書業用のもの」又は「その他のもの」）、

電子計算機（「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)」又は「その他のもの」）、

複写機、計算機（電子計算機を除く。）、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの、

その他の事務機器、テレタイプライター、ファクシミリ、インターホーン、放送用設備、

電話設備その他の通信機器（「デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備」又は「その他のもの」）

	
	時計、試験機器、測定機器
	時計、度量衡器、試験・測定機器

	
	医療機器
	消毒殺菌用機器、手術機器、血液透析又は血しょう交換用機器、ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器、調剤機器、歯科診療用ユニット、

光学検査機器（「ファイバースコープ」又は「その他のもの」）、

その他のもの（「レントゲンその他の電子装置を使用する機器(｢移動式のもの｣又は｢救急医療用のもの｣

又は｢自動血液分析器｣又は｢その他のもの｣)」又は「その他のもの(｢陶磁器製・ガラス製のもの｣又は｢主として金属製のもの｣)」）、

その他のもの

	建物附属設備
	電気設備（照明設備を含む。）
	蓄電池電源設備、その他のもの

	
	冷房、暖房、通風又はボイラー設備
	冷暖房設備（冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの）、その他のもの

	工具
	測定工具、検査工具（電気・電子を利用するものを含む。）
	

	
	型（型枠を含む。）

鍛圧工具、打抜工具
	プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム・ガラス成型用金型、鋳造用型、その他のもの


行数や行幅は記載内容・分量に応じて変更していただいても差し支えありません。





設備の用途について具体的に記載して下さい。





同一の機械等が複数ある場合、は連番を付けて下さい。





「設置予定地」が上の表の償却資産と同一の場合は、「同上」と記載して差し支えありません。





同一種類の償却資産であっても、「設置予定地」「供用開始予定年月日」「用途」「事業内容」が異なる場合は、別々に記載して下さい。





複数台をまとめてリースする場合等については、（　）書きで数量を記載して下さい。
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